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JNENTIJAN PCRATUS OPTIMUM OMGOMER/MONOMER

RF.SIN (%) HALAJU KONVEYER
(m/s) \IMengalamipsmsta‘igsn
EB210  TPGDA 0.05 0.08 0.17 X".idak mengalami
A 80 20 v - - pemaianga-'.
B 5 5 v \ \
c 20 80 X X X

S Pendulum kekerasa~dan per.-lu-. cindungangel bas* sarrpel A dan B puria halaju korw*V*f yins
divarias «
RESIN INDEKS PENDULUM PFIRAILS KANDUNGAN
KKKKRASAN GEL
HALAJU KONVFIIR, m/v I 1ALAJU KDNVEYER. m/s  Resin 3 dianfcil

sebajai nisbar asss
reslr, salutan sk-lla:

0.05 0.08 017 005 008 017
A 12292 1236 7.87  99.82 9980  99.70
B 507 13.48 124 9984 9982  99.80
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Kekuatan lenturan, paratus tarikan sebelum putus menunjukkan nilai optimum
secara relatif pada peratus silika 5 % -15% dan mengalami penumnan pada
peratus parrikel silika yang tinggi. (>15 %)
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> Salutan pua kawalan mengalami poloraian pada suhu 230",C.
> Rangkaian taut silang terbentuk - moningkatkan kerintangan terma

(Turner 1988).

salutan PUA

> Suhu peleraian menlngkai dengan peningkatan jumlah peratus partike! silika di

dalam salutan PUA.
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Moditike,si permukaan panike. siiikayang dijalankan dalam kajian ini dengan
nienggurt.ilutn <iger pcngkupcisilana (VIMOS) ireialui proses pcr.cangkukcii telah
berjaya mer.ftuhah sif.n parlikrl siiik.id.iri bersif.il liij>rti*kijji s krp.uk tirg”rmfilik uniuk
ciikat bcisamaresin PUA melalui teknikdedahan tinarUV.

Penair.bar.an parlikel silika (1% - 13 %) il.il.nti rrsin PUA Iflah meninp k*ilunsifal
n'.okarikdan terma salutan akrilat.



